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CODENSA 

O.C. ###

 
 Notas: 

⋅ Ver especificación técnica ET-810 
⋅ Existen bases para fotocontrol en materiales como baquelita y resina fenólica 

 
NTC 2470
ANSI C136.10

DENOM. MAT. PRIM. PRUEB. MEC TERM. Y REC  
 

Simbolo Codigo SAP Espec. Tecnica
f60 6762410 ET-810

Descripcion del material
Base para fotocontrol montaje independiente  

 
 
 
 
 


